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电子工业用高纯硫酸
1　 范围
本标准规定了电子行业用高纯硫酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。
本标准适用于电子工业用高纯硫酸。该产品主要应用于集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻，印刷电路板腐蚀、电镀等。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 190 危险货物包装标志
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 625 化学试剂 硫酸
GB/T 6678 化工产品采样总则
GB/T 6680 液体化工产品采样通则
GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 625-2007 化学试剂 硫酸
GB/T 11446.1-2013 电子级水
GB/T 534-2014工业硫酸
SJ/T 11638-2016 电子化学品中颗粒的测试方法
SEMI C44-0618 Specification and Guide for Sulfuric Acid
3　 分子式和相对分子质量
分子式：H2SO4
相对分子质量：98.08（按2011年国际相对原子质量）
4　 电子工业用高纯硫酸按用途分为四个等级
电子工业用高纯硫酸按用途分为四个等级。
Ⅰ级：
Ⅱ级：
Ⅲ级：
Ⅳ级：主要用作高纯材料检测分析的高纯化学试剂。
5　 要求
5.1　 外观：无色透明液体。
5.2　 电子工业用高纯硫酸按本标准规定试验方法检测应符合表1技术要求。
表1 技术要求
	项目
	I级
	II级
	Ⅲ级
	IV级

	主含量(H2SO4) w/ %
	95．0-97．0

	外观
	透明无色
≤10
≤10

	痕量阴离子指标

	氯化物（Cl-）w/(µg/kg)       ≤
	100
	100
	50
	50

	
	硝酸根（NO3-）w/(µg/kg)      ≤
	200
	200
	100
	100

	
	磷酸根（PO43-）w/(µg/kg)      ≤
	500
	500
	100
	100

	痕 量 阳 离 子 指 标
	铝（Al）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	
	锑（Sb）w/(µg/kg)           ≤
	--
	5
	1
	0.1

	
	砷（As）w/(µg/kg)           ≤
	--
	10
	1
	0.1

	
	钡（Ba）w/(µg/kg)           ≤
	--
	10
	1
	0.1

	
	硼（B）w/(µg/kg)            ≤
	20
	20
	1
	0.1

	
	镉（Cd）w/(µg/kg)           ≤
	--
	10
	1
	0.1

	
	钙（Ca）w/(µg/kg)           ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	铬（Cr）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	
	铜（Cu）w/(µg/kg)           ≤
	100
	10
	1
	0.1

	
	铁（Fe）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	
	铅（Pb）w/(µg/kg)           ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	锂（Li）w/(µg/kg)           ≤
	--
	10
	1
	0.1

	
	镁（Mg）w/(µg/kg)           ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	锰（Mn）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	
	镍（Ni）w/(µg/kg)           ≤
	100
	10
	1
	0.1

	
	钾（K）w/(µg/kg)            ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	钠（Na）w/(µg/kg)           ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	锡（Sn）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	
	钛（Ti）w/(µg/kg)           ≤
	300
	10
	1
	0.1

	
	钒（V）w/(µg/kg)            ≤
	--
	10
	1
	0.1

	
	锌（Zn）w/(µg/kg)           ≤
	200
	10
	1
	0.1

	其它元素由供需双方协定

	颗粒
	（≥1.0µm）/（个/mL）
	由供需双方协定

	
	（≥0.5µm）/（个/mL）
	

	
	（≥0.2µm）/（个/mL）
	


6　 试验方法
6.1　 警告
本试验方法中所使用的部分试剂和样品具有腐蚀性，操作者应小心谨慎，避免与皮肤接触，如少量接触到皮肤上应立即用大量水冲洗。如量大，先用毛巾擦，再用大量碱性水冲洗，严重者应立即治疗。
6.2　 色度检验
按GB/T 625的规定进行。
6.3　 主含量测定
按GB/T 625的规定进行。
6.4　 痕量阴离子含量测定
按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。
6.5　 灼烧残渣测定
按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。
6.6　 还原高锰酸钾物质测定
按GB/T 625的规定进行。
6.7　 铵盐测定
按GB/T 625的规定进行.
6.8　 痕量杂质元素含量测定
按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。
6.9　 颗粒含量测试定
按SJ/T 11638的规定进行。
7　 检验规则
7.1　 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。
7.2　 用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子工业用硫酸为一批。槽罐灌装时，每槽罐为一批。
7.3　 按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL,混合均匀，装入两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间有生产厂家根据实际需要确定。
7.4　 使用单位按照本标准的规定对收到的电子工业用硫酸进行验收。验货应在货到之日算起的一周内进行。
7.5　 检验结果中如有指标不符合本标准要求时，应重新自包装物中采取两倍量样品进行复检，复检结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。
7.6　 采用GB/T8170规定的俢约值比较法判定检验结果是否符合标准。
8　 标志、标签
8.1　 电子级工业用高纯硫酸包装物上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，本标准编号以及GB190规定的“腐蚀性物质”标志和GB/T191-2008规定的“向上”标志、“怕晒”标志。

8.2　 每批出厂的电子工业用高纯硫酸都应有附有质量证明书，容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期产品质量符合本标准的证明和本标准编号。
9　 包装、运输和贮存
9.1　 Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级电子工业用高纯硫酸采用耐酸树脂容器包装，容器桶和密封盖应具有抗腐蚀性。容器应以原生塑料为制造原料，容器口应为小开口。IV级电子工业用高纯硫酸应用高纯洁净PFA材质的塑料瓶包装，容器口应为小开口。
9.2　 电子工业用高纯硫酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。严禁与易燃和可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
9.3　 电子工业用高纯硫酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与易燃和可燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。
10　 安全
10.1　 硫酸是强酸，具有强腐蚀性、灼伤性，操作时应穿戴防护眼睛、手套和防护服，工作现场用配备应急水源。
10.2　 严格遵守国家有关消防、危险品的安全条例。
10.3　 硫酸应避免与有机物、金属粉末等接触。当用槽车（船）运输时，禁止在容器附近动用明火或抽烟。
_________________________________
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